Renrumslgsninger

Et renrum er et produktionsmiljg, som har et lavt niveau af miljgmaessige forureningskilder s& som stgv, luftbarne
mikrober, aerosoler (luftbarne partikler mindre end 1 um) og kemiske dampe. Luften indenfor recirkuleres
konstant gennem sékaldte High Efficiency Particulate Air (HEPA) filtre.

Nogle renrum er mindre laboratorier, mens andre kan veere hele produktionsfaciliteter, der daekker flere tusind
kvadratmetre. Og renrummene benyttes i mange forskellige virksomheder inden for alt fra medicinalindustrien og
levnedsmiddelindustrien til produktion af halvledere og elektronik.

1 renrum er det ngdvendigt at male p& mange forskellige, kritiske parametre; herunder fugt, temperatur,
differenstryk, partikler etc.

Virkningerne forarsaget af fugt kan fx vaere ekspansion, sammentraekning, haerdning og bledgering af materialer,
viskositetsaendringer i vaesker, mikrobiel bevaekst, gget statistik elektricitet, korrosion og rust.

Et unormalt niveau af fugt og temperatur kan saledes have en alvorlig indflydelse pa kvalitet og produktion.

For hgj luftfugtighed og/eller temperatur kan fx fa nogle instrumenter til ikke laengere at leve op til
specifikationerne, mens lav fugtighed kan forarsage statisk elektricitet, der kan gdeleegge produktionspartier og
dyrt maleudstyr.

Med overvagningsudstyr specifikt produceret til renrum sikres overvagningen og en nem installation.

Inden for renrum kan vi bl.a. méle

pd disse parametre: _ _
Vil du vide mere om vores

differenstryk temperatur renrumslgsninger?
fugt etc.

Kontakt mig
Niels Bay Petersen
+45 24 46 19 75

Produkter, der er relevante for renrumslgsninger

Konstant overvagning af alle parametre med Rotronic Monitoring
System (RMS)

Har du behov for enkelt at overvage din produktion, lager, renrum eller bygning? Oplever du, at det kan veere uoverskueligt
at holde styr pa resultaterne fra alle maleinstrumenterne og fa samlet dataene? Rotronic Monitoring System (RMS) er et af de
mest fleksible overvagningssystemer tilgeengeligt p& markedet i dag.

Lees mere

Brugervenligt renrumspanel
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CRP5 renrumspanel fra Rotronic er det oplagte valgt, nar et hgjt niveau af renhed kombineret med praecis maling af
differentialtryk, fugtighed og temperatur er vitale parametre.
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Laes mere

HC2 Flush Mount-prober

Flush Mount-prober til montering i bl.a. renrum. Denne specielt udformede fugt- og temperaturprobe med Hygroclip 2-
teknologi er udformet, s& vandrette overflader i renrumsmiljger undgas.

Lees mere pa Rotronics website



Download datablad (pdf pa engelsk)

PF4 Differenstryktransmitter

Den termiske maleteknik ger yderst preecise malinger mulige selv med den mindste plads til radighed. PF4-
differenstryktransmitterne f&s ogsd med mulighed for montering af Rotronic HC2 probe til maling af fugt og temperatur.

Lees mere pé Rotronics website

Download datablad (pdf pa engelsk)

HygroClip 2 HC2-S

Med Airchip 3000 teknologien er der nu overfgrt endnu mere knowhow i den unikke HygroClip. HygroClip er fgrst og
fremmest kendetegnet ved den digitale dataoverfarsel direkte til transmitter eller logger. Proben husker selv sine
kalibreringsdata og kan derfor udskiftes pa sekunder i forbindelse med kalibrering i laboratorium e. lign.

Lees mere

Filtertype NSP-POM-FD2 - vandteet filter til HC2-prober

/‘ Renggring lettes uden at fjerne proben, da filteret beskytter sensorerne mod vand, til trods for at vanddamp kan passere

5"‘ } filteret. Filteret fungerer pd samme méde som en GoreTex®-membran.

Lees mere pa Rotronics website

Download datablad (pdf pa engelsk)

HF5-transmitter

HF5-serien er kompatibel med HygroClip2-proberne med integreret AirChip3000-teknologi. Takket vaere denne teknologi
opnar proberne en praecision og langtidsstabilitet helt uden sidestykke. HF5-transmitterne fas ogsa i aluminium.

Laes mere pa Rotronics website
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http://cke.dk/applikationer/renrum.aspx?LayoutTemplate=Designs/cke-bootstrap/printpdf.html



